
大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議 

会員の皆様へ 

 

グローバルイノベーション部会長 樋口 嘉 

グローバルネットワーク部会長  安部征吾 

 

～平成２９年度研究開発成果報告会及び技術者交流会のご案内～ 
 

大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議では、会員企業の方々を対象に、成果報告会及び技術者交流会を

開催いたします。今年度、ＬＳＩクラスターの助成を受け研究開発に取り組んだ成果をお聞き頂くととも

に、技術者交流会にてネットワークを構築し、ビジネスのヒント等にお役立ていただければと存じます。 

また、技術者交流会での講演会では、昨今は第 3 次 AI ブームと呼ばれていますが。現代の AI がこれま

でと異なる点、見えてきた限界、さらに AI が将来の企業情報システムにどのような影響を及ぼすかの展

望について、ＡＩスピーカーの事例を交えて講演頂きます。 

    

【日時】 平成３０年 3 月 27 日（火）14３0～19:15 

 

【場所】 労働福祉会館ソレイユ ７Ｆアイリス 

（大分市中央町４丁目２番５号  TEL：097-533-1121） 

 

【プログラム】 

 

第Ⅰ部 成果報告会 

14:３0- 樋口部会長挨拶 

14:３５～15:35 おおいたＬＳＩクラスター研究開発事業 

➀研究テーマ：「１７５℃対応のバーンインボード部材及び製造技術開発」 

発表者  ：エスティケイテクノロジー（株） 阿部 竜哉氏 

②研究テーマ：「ＡＩ機能を有した外観検査システムの開発」 

発表者  ：(株)デンケン 小野 健太郎氏 

15:35～15:45 講評 大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議審査会 委員長 浅野種正氏 

 

＜休憩＞  15:45～16:00 

 

第Ⅱ部 技術者交流会  

 

〇 講演会   16:00～1７:３０（7Ｆアイリス） 

(1)スマートスピーカー「AISonar」に関する講演（1 時間）  TIS 株式会社 油谷 実紀 氏 

AI ブームのいま、なぜスマートスピーカーが実用化されはじめているのか、今後企業がどの

ようにそれを活かしていくべきかについてのヒントを提供します。 

(2)音声合成「AITalk」に関する講演（30 分）  株式会社エーアイ 西村 綾 氏 

スマートスピーカー「AISonar」に搭載の高品質音声合成 AITalk の仕組みや特徴導入事例

など、デモンストレーションを交えてご紹介します。 

 

〇 交流会   17:40～19:15（7Ｆカトレア） 

 

【参加対象者】 大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議会員企業の方々 

（ぜひ社内へ回報くださるようお願いいたします） 

【参加費】   成果報告、講演会は無料ですが交流会は参加費２千円/人を賜ります 

【申込〆切】  3 月１６日（金） 

【参加申込】  添付別紙にご記入の上Ｆａｘ又はメール添付にて事務局までお送りください 

【お問い合わせ】大分県ＬＳＩクラスター形成推進会議事務局 

〒870-1117 大分市高江西 1-4361-10（大分県産業科学技術センター内） 

Email: oita-lsi@columbus.or.jp   Tel/Fax: 097-596-7179 

mailto:oita-lsi@columbus.or.jp

